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a) Zivine lampe
b) LED lampe

“% Sastav UV lakova

a) UV lakovi za ofsetni tisak
b) UV lakovi za Ink Jet tisak (LED susenje)

Eksperiment
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- Primjena UV susenja u grafiCkoj industriji neprekidno raste, te je posljednijih " NN
20 godina u potpunosti prihvacena od strane od strane tiskara. S|

- u poCetku ova tehnologija ograniCena je bila samo za proces lakiranja, zbog skupe i visoko
kvalitetne opreme. Zbog toga su bila potrebana mnoga istrazivanja kako bi se prosirila
upotreba i mogucnost koristenja na brojnim tiskovnih podloga.

- tiskari koji su primjenili UV tehnologiju uglavnhom su je koristili za otiskivanje specijalnih
grafiCkih proizvoda, medutim u posljednjih nekoliko godina takva oprema postaje sve
pouzdanija te ju je uspje$no primjeniti za proizvodnju sve veéeg broja grafiCkih proizvoda.

- danasnja prihvatljivost UV opreme rezultat rada mnogih pionira koji su mnogo vremena
potrosili da bi prilagodili UV tehnologiju grafiCkoj industriji te stvorili alternativu postojeéim
tiskarskim i doradnim procesima.

- uspjesni tiskari konstantno traze naCin kako da pobojsaju svoju proizvodni proces u odnosu
na svoju konkurenciju. UV tehnologija je jedan izbor. Pritom se mora komparirati sto vise
parametra. U analizu treba ukljuCiti: Zelje korisnika grafiCkih proizvoda, sve karakteristike rada
na UV tiskarskim strojevima, princip rada dodatne opreme (rad UV tiskarskih sistema i svih
njihovih komponenti).



2. Osnovni princip susenja
UV boijila i UV lakovi
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A Osnovni princip susenja UV bojila i UV lakovi

UV polimerizacijski proces
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A Osnovni princip susenja UV bojila i UV lakovi

UV polimerizacijski proces
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A Osnovni princip susenja UV bojila i UV lakovi

UV polimerizacijski proces
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A Osnovni princip susenja UV bojila i UV lakovi

UV polimerizacijski proces
Zavrsetak susenja
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LA UV izvori koji se koriste u graf. industriji

Zivine lampe

neaktivha atmosfera
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LA UV izvori koji se koriste u graf. industriji

Spektar zivinih lampa .
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LA UV izvori koji se koriste u graf. industriji
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LA UV izvori koji se koriste u graf. industriji

UV susac sa zivinom lampom

reflektor lampa
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LA UV izvori koji se koriste u graf. industriji

Spektri zraCenja nakon refleksije sa raznih reflektora .

< 100
S 90 L/\ — /' — —
5 // S —— .
-D / 0 o0
£ 80 . aluminij
35
5 70 krom
S
Q
T 60 | . staklo
50 . srebro
40 e — . zlato
]
30 . bakar
4 B rodij
10
\
0

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
Wavelength [nm|

| 2 45678



Epoksi leca
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LA UV izvori koji se koriste u graf. industriji

Absorbance
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Metoda

Ink Jet lakiranje
In line flexo jedinicom
Letter set jedinicom
Offset jedinica za vlazenje

Offsetnom tiskarskom jedinicom
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@ BIFENOLA
POLIESTERSKA AKRILNA SMOLA
TRIPROPILEN GLIKOL DIAKRILAT
AMIN AKRILAT

@ BENZINOFENON
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SILIKONSKI ADITIV



AKRILIRANIAMIN
HEKSAMETILEN DIAKRILAT HEKSAN 1.6 DIAKRILAT
AKRILNI ESTERI
FOTOOSJETLJIVI MONOMERI
FONSIN OKSIDNI DERIVATI
OSTALO







Eksperimentalna tiskovna forma
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‘D=Black 1.8 - 1.9

D=Cyan 1,55 - 1,60 N UV lak
D=Magenta 1,50 - 1,55 UV lak 14-HC-144

\D=Ye||ow 1,40 - 1,45 )

[ ECO UV lak J







CMYK ofsetni otisci

CMYK ofsetni otisci
+ In line UV lak

Vcmyk=834.642
VcMYK+UV gloss=890.807
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CMYK ofsetni otisci

CMYK ofsetni otisci
+ Ink Jet UV lak gloss

Vcmyk=834.642
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CMYK ofsetni otisci

CMYK ofsetni otisci

Jet UV lak mat

+ |nk

834.642

Vcmyk
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[A metoda lakiranja znadajno ¢ée utjecati na kvalitetu ofsetne EETE =
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[ In-line gloss lakiranjem najvise ¢e se povecati prostorni gamut za (V=56.165)

reprodukcije:

[A UV mat Ink Jet lakiranje dovesti ¢e do smanjenja prostornog gamuta za
(V=-19.570), dok ce gloss efekat dati povecanje od (V=7.484).

[A Gloss UV Ink Jet lakiranje dati ¢e vedi sjaj otisaka od UV gloss laka
nanesenog flekso jedinicom (Sjaj =+15% GU)

[ U odnosu na nelakiran otisak, mat UV Ink Jet lakiranje dati ¢e minimalno
povecanje sjaj (Sjaj =+5% GU). Pritom je odstupanje sjaja podjednako u svim
tonskim podrucjima.

[ Za dizajnersko segmentno lakiranje preporuca se gloss lakiranje najtamnijih
tonskih podruCja (K,B, G), dok ako Zelimo zadrzati nepromjenjenost tonova
sugerira se lakiranje cijan povrsine.
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